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Abstract (en)
Bath comprises: (i) an upper sink (23) filled with an electrolyte (25); (ii) an anode arrangement (28, 29) vertically moving in the upper sink with a
metal holder holding the metal in the form of metal elements; and (iii) a bearing device (22) for horizontally holding low pressure cylinders. The metal
holder is completely covered by the electrolyte in the cylinder changing phase. Preferred Features: The metal holder stands opposite at least one
half of the casing surface of the cylinder during galvanizing. The metal holder surrounds the lower half of the cylinder.

Abstract (de)
Eine Badvorrichtung für die galvanische Beschichtung von Tiefdruckzylindern (21) mit einem Metall vereinigt die Vorteile von volltauchenden und
halbtauchenden Bädern. Aufgrund der großen Eintauchtiefe des Tiefdruckzylinders (21) in einen Elektrolyt (25) bei gleichzeitiger Vergrößerung
eines Anodenkorbs (29) ist die Übertragung einer großen Strommenge und eine damit verbundene Verkürzung der Bearbeitungszeit möglich.
Zum Ein- bzw. Ausbau des Tiefdruckzylinders (21) ist sichergestellt, dass sich der Anodenkorb (29) soweit absenken lässt, dass er vollständig mit
Elektrolyt (25) bedeckt bleibt, während der Tiefdruckzylinder (21) frei über dem Elektrolytniveau (31) gehalten wird. Damit kann der Tiefdruckzylinder
(21) problemlos ein- bzw. ausgebaut werden, während in dem Anodenkorb (29) gehaltene Kupferdrahtabschnitte vor Oxidation geschützt sind.
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